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Zeit für ein völlig anderes Patentsystem? 
 
Fachkongress „Patente 2010“ beleuchtet aktuelle Entwicklungen im IP-
Management 
 

 Im Fokus: Optimierung von Patentstrategie und Patentportfolio-
Management 

 Digging for Patents: Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit 
mit Erfindern 

 Verleihung des IP-Management-Award 2010 

 
Am 15. und 16. März lädt die Management Circle AG nach München zur „Patente 
2010“ ein. Zum zwölften Mal widmet sich der Fachkongress den aktuellen 
Herausforderungen im IP-Management. Tagungsort ist das Sofitel Munich Bayerpost. 
Hier kommen namhafte Experten aus Industrie und Anwaltschaft zusammen, um 
zukunftsorientierte Patent-Strategien zu diskutieren. Den Tagungsvorsitz führt Dr. 
Bertram Huber, Rechtsanwalt und ehemaliger Direktor der Robert Bosch GmbH. 

„Das neue Mega-Thema auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums ist ’Patente und 
Klimaschutz’, so Dr. Huber im Vorfeld der Veranstaltung. „Die uns noch 
gegenwärtigen Auseinandersetzungen über Computer-implementierte Erfindungen 
haben uns nur einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was uns hier in den 
nächsten Jahren erwartet.“ Entsprechend stellt der Experte seinen Beitrag zum 
Thema IPRs und Klimaschutz unter die Leitfrage „Zeit für ein völlig anderes 
Patentsystem?“  

Darüber hinaus greift die Veranstaltung im Rahmen von Erfahrungsberichten und 
Diskussionsrunden Fragestellungen rund um internationale Patentstrategien, die 
Bewertung und Verwertung von Patenten und das Arbeitnehmer-Erfinderrecht auf. 
Außerdem im Fokus stehen die Rolle der IP als Innovationstreiber und die effiziente 
Zusammenarbeit mit F&E sowie die aktuellen Rechtsentwicklungen in Russland und 
Eurasien. Die Beiträge kommen unter anderem von Dr. Udo Meyer, Senior Vice 
President der BASF SE, Dr. Stefan Kucken, Corporate Director Patents der Henkel 
AG & Co. KGaA, und Hans-Georg Greif, Leiter Patentwesen der RWE AG. Einblick 
in die internationale Patentpraxis geben Vortragende aus Israel, Korea und aus 
Russland.  



 
 

 

 

 

 

 

Als besonderer Programmpunkt steht die Verleihung des IP-Management-Award 
2010 auf der Agenda. Gemeinsam mit Management Circle prämiert das Fraunhofer-
Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO mit dem Preis zum wiederholten 
Mal Unternehmen, die mit der Einführung umfassender Verbesserungsmaßnahmen 
und dem Aufbau eines leistungsstarken Managementsystems für Schutzrechte 
überzeugen konnten. Bewerbungsunterlagen können angefordert werden unter ipm-
award@iao.fraunhofer.de oder Telefon 0 711/ 970-21 08. Bewerbungsschluss ist der 
31. Januar 2010.  

Die Teilnahmegebühr für die zweitägige Veranstaltung beträgt 1.895,- Euro zzgl. 
MwSt. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 0 61 96/ 47 22-800, 
www.patente-kongress.de oder info@managementcircle.de.  

 
Für Pressevertreter besteht die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme an der 
Veranstaltung. Ihre Akkreditierungsanfrage nehmen wir unter folgendem Link 
entgegen: Online-Akkreditierung 
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